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Vaahdotuksen dynamiikan ymmartaminen

Vaitdskirjan nimi Frother controlled interfacial phenomena in dynamic systems — a holistic approach

Vaitoskirjan sisaltod Vaahdotteiden merkitys vaahdotuksen tehokkuuden saatelysséa on laajalti
tunnustettu. Mekanismeja, jotka johtavat kuplakoon ja viime kadessa vaahdotuksen
tehokkuuden muutokseen, ei kuitenkaan taysin ymmarreta.

Vaitoskirjassa esitetdén vaahdotteiden karakterisointiin uusi menetelma, jonka
avulla saadaan parempi késitys kuplien merkityksesté dynaamisissa jarjestelmissa.
Menetelma tarkastelee jarjestelmallisesti niita eri tasoilla vaikuttavia ketjureaktioita,
jotka vaahdotteen adsorptio kaynnistdd. Ensimmaisté kertaa tehdaan taysimittainen
analyysi, jonka ensisijaisena tavoitteena on identifioida molekyylitason
pintaominaisuuksien (adsorptio/desorptio, kimmoisuus) vaikutus kuplien
dynaamisiin ominaisuuksiin kuten nousuun, hajoamiseen ja yhdistymiseen ja sita
kautta kuplakokoon.
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